
[image: Logotipo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]

FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE INVENÇÃO COM POTENCIAL DE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Este formulário deve ser preenchido sempre que, no âmbito de pesquisa acadêmica institucional, houver a criação — ou expectativa de criação — de resultados passíveis de proteção como propriedade intelectual (PI), tais como invenções, softwares ou outras soluções tecnológicas no âmbito institucional do CEETEPS. A comunicação atende aos seguintes casos:
I. Docentes, discentes e servivores do CEETEPS que desendolvem pesquisas que utilizem a infraestrutura da unidade do CEETEPS (recursos, dados, materiais, instalações ou equipamentos);
II. Docentes em Regime de Jornada de Inovação (RJI) aprovados;
III. Pesquisas desenvolvidas com apoio institucional, em parcerias com empresas ou com uso de recursos públicos;(IV) Iniciativas Institucionais com potencial de aplicação tecnológica, registro, licenciamento ou comercialização.

Informamos que os critérios do ranqueamento das tecnologias estão especificados no REGULAMENTO QUE ESTABELECE OS CRITÉRIOS DE RANQUEAMENTO DE TECNOLOGIAS.









1.Dados do inventor responsável 
Nome Completo:





2.Matrícula | registro funcional 
Informar sua matrícula:




3.Identificação complementar
Informar CPF ou SIAPE (apenas para registro interno do CEETEPS): 




4.E-mail para contato
(@etec.sp.gov.br, @fatec.sp.gov.br ou @cps.sp.gov.br):
Informe seu endereço de email institucional:




5. Unidade do CEETEPS vinculado(a)
Insira o número, o nome da unidade a qual está vinculado e a cidade:
Número da unidade:
Nome da unidade: 
Cidade:

6.Função | vínculo com o CEETEPS
Indique seu vínculo principal com o CPS colocando um X em uma das opções a seguir.
(    ) Docente em Regime de Jornada Integral | RJI 
(    ) Professor da Pós-graduação do CPS
(    ) Docente | Horista
(    ) Técnico-Administrativo

7. Condições de execução: infraestrutura e horário de trabalho
Indique SIM ou NÃO colocando um X em uma das opções a seguir.

	O desenvolvimento da PI envolve o uso da infraestrutura da unidade (recursos, dados, materiais, instalações ou equipamentos)?
	(    )  SIM
	(    )  NÃO

	O desenvolvimento da PI ocorre dentro da jornada regular de trabalho na instituição?
	(    )  SIM
	(    )  NÃO

	O desenvolvimento da PI está vinculado a algum Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), acordo de cooperação ou Convênio formalizado pelo CEETEPS?
	(    )  SIM
	(    )  NÃO

	O desenvolvimento da PI decorre diretamente do Regime de Jornada Integral (RJI) ao qual você está vinculado(a)?
	(    )  SIM
	(    )  NÃO

	O desenvolvimento da PI ocorreu em programa da Pós-graduação Stricto Sensu do CEETEPS em parceria com docente da instituição?
	(    )  SIM
	(    )  NÃO

	O desenvolvimento da PI foi aprovado ou será submetido em edital de financiamento público ou privado (ex: FAPESP, CNPq, Finep, entre outros)?
	(    )  SIM
	(    )  NÃO



8. Especificar (Se for o caso)
Se a propriedade intelectual estiver vinculada a Acordo de Parceria, Convênio ou Edital de Fomento, informe:
Número do edital:
Processo no SEI (se houver):
Demais dados que facilitem a identificação:





















INFORMAÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL (CRIAÇÃO | INVENÇÃO)

9. Preencha com as informações básicas que identificam sua criação.

i) Um título provisório para a invenção (um nome que ajude a identificar o que foi criado):




ii) A área do conhecimento relacionada (ex: educação, engenharia, TI, saúde etc.):



iii) Palavras-chave (termos principais que resumem o conteúdo ou uso da invenção). Não exceda a 5 palavras-chave.



iv) Data de conclusão, se já finalizou o desenvolvimento (caso contrário, pode deixar em branco ou indicar "em andamento"):




10. Explique, com suas palavras, a propriedade intelectual desenvolvida e porque essa criação é importante.
Descreva de forma clara e objetiva o que é a invenção (produto, processo, sistema, software etc.), qual problema ela resolve e qual é o seu diferencial em relação ao que já existe. Evite linguagem muito técnica e pense que quem vai ler pode não ser da sua área. 



















11. Explique, de forma simples, onde e como a sua propriedade intelectual criada pode ser usada na prática. Essas informações serão de extrema relevância para entendermos as aplicações da propriedade intelectual.

Pode ser em uma área profissional (como saúde, educação, indústria, agricultura), por empresas, por pessoas no dia a dia, ou em serviços públicos.
Se possível, diga quem se beneficiaria com o uso e quais problemas essa tecnologia ajuda a resolver. 




















12. Estado da técnica e diferencial. Descreva o que já existe no mercado ou na área sobre o mesmo tema e explique o que torna sua criação diferente ou melhor.
Aqui você deve mostrar que tem conhecimento sobre outras soluções semelhantes e destacar o diferencial da sua invenção — o que ela faz de novo, mais eficiente, mais barato, mais acessível ou mais prático, por exemplo.

















13. Estágio da propriedade intelectual. Indique com um X em que fase está sua criação. 
Abaixo estão as opções disponíveis, com uma explicação simples para ajudar na escolha. Escolha apenas 1 opção!
	(    )
	Pesquisa Básica (Investigação teórica que busca novos conhecimentos, sem aplicação imediata definida).

	(    )
	Pesquisa Aplicada (Busca resolver um problema específico ou desenvolver uma aplicação prática, com base em conhecimentos existentes).

	(    )
	Desenvolvimento Experimental (Uso de conhecimentos já existentes para criar ou melhorar um produto, processo ou sistema. Envolve testes práticos e ajustes).

	(    )
	Protótipo Testado (Um modelo funcional da criação já foi construído e passou por testes preliminares com resultados positivos).

	(    )
	Pronta para Comercialização (A tecnologia está finalizada, validada, e pode ser disponibilizada no mercado ou licenciada para uso).





14.  Busca de anterioridade. Você já pesquisou se essa invenção ou algo parecido já existe?
Essa busca é importante para saber se a sua criação é realmente nova, o que é um dos critérios para o registro de patentes e outras proteções.
Recomendamos que sejam consultadas as bases públicas de patentes, como:
[image: ] INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil) (https://www.gov.br/inpi/pt-br
[image: ] Espacenet (Europa) (https://worldwide.espacenet.com/)
[image: ] Google Patents

(    ) SIM 
(    ) NÃO
(    ) Não sei como fazer, preciso de orientação. 
(    ) Não se aplica no momento.


15. Tipo de proteção pretendida. 
Indique o tipo de proteção que você está solicitando.
	(    )
	Patente de Invenção (PI) . Protege uma solução nova, criativa e útil para um problema técnico.  Requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

	(    )
	Modelo de Utilidade (MU). Protege um aperfeiçoamento funcional ou estrutural em objeto já existente, que traga vantagem prática. Requisitos: Exige novidade e aplicação industrial, mas com critérios mais simples que a patente de invenção.

	(    )
	Registro de Desenho Industrial O registro de desenho industrial é a proteção legal concedida à forma plástica ornamental de um objeto ou ao conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, conferindo-lhe nova aparência visual. Protege o aspecto estético (e não funcional) de um produto. Requisitos: O desenho industrial deve ser novo, original, aplicável industrialmente e possuir caráter ornamental distinto de outros já conhecidos.

	(    )
	Registro de Software. Protege o código-fonte de programas de computador, assegurando os direitos do autor. Requisitos: Não exige análise de novidade técnica, mas comprovação de autoria e funcionalidade.

	(    )
	Não possui criação / invenção nesta etapa momento da pesquisa.






INFORMAÇÕES SOBRE PARCERIAS

16. Coautores envolvidos na propriedade intelectual. Alguém participa | participou com você na pesquisa ou criação desta invenção | tecnologia?
Aqui você deve informar se houve colaboração direta de outras pessoas na concepção, desenvolvimento ou testes da criação.
(    ) SIM 
(    ) NÃO


17. Caso você tenha respondido sim na questão 16, informar o que é solicitado a seguir:
i) Nome completo:


ii) Função ou vínculo com o CEETEPS (docente, técnico, aluno etc.): 



iiii) Explique qual é ou foi a contribuição de cada um.












iv) Por que isso é importante? Porque todos os coautores (ou coinventores) devem ser reconhecidos, e isso influencia na futura titularidade, divisão de créditos e contratos.












18. Parceria / colaboração de terceiros. Alguma empresa ou instituição participou ou apoiou essa propriedade intelectual que está sendo comunicada?
Aqui você informa se houve colaboração com empresas privadas, universidades, órgãos públicos ou ONGs, seja com recursos, orientação técnica, testes, acesso a equipamentos ou laboratórios, etc.
(    ) SIM 
(    ) NÃO


19. Caso você tenha respondido sim na questão 18, informar o que é solicitado a seguir:

i) Nome da instituição ou empresa:



ii) Tipo de apoio ou participação (ex: cessão de espaço, fornecimento de dados, cofinanciamento etc.):



















DIVULGAÇÃO PÚBLICA



20. A sua invenção já foi apresentada publicamente em eventos, artigos, redes sociais ou qualquer outro meio?
Essa informação é importante porque, no caso de patentes, a divulgação antes do pedido de registro
pode comprometer o direito à proteção (exceto em alguns casos com "período de graça").
O que conta como divulgação pública?
· Apresentações em congressos, feiras ou eventos;  
· Publicações de artigos ou resumos em anais;
· Postagens em redes sociais, sites ou vídeos;
· Participação em editais públicos com descrição técnica disponível.
(    ) SIM 
(    ) NÃO

21. Caso a invenção tenha sido divulgada publicamente (artigos, eventos, redes sociais) informar a data - local e link se houver.
(Especificar - em razão de possível período de graça com relação à propriedade intelectual).






















POTENCIAL DE USO / LICENCIAMENTO

22.Você acredita que essa tecnologia criada por você poderá ser usada por empresas, pessoas ou instituições? Poderá virar um produto ou serviço?
Aqui você indica se vê possibilidade de aplicação prática ou comercial para sua invenção ou pesquisa.
(    ) SIM 
(    ) NÃO
(    ) NÃO SEI



23.Que tipo de mercado ou empresa poderia ter interesse na tecnologia desenvolvida? E por que?
Use esse espaço para responder essas oerguntas.

























INTERESSE EM BUSCAR PROTEÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

24. Você tem interesse em registrar essa criação como patente, software, desenho industrial, entre outros?
A proteção da propriedade intelectual garante seus direitos como criador(a) e também permite que o CEETEPS licencie ou transfira a tecnologia de forma segura.Tipos comuns de proteção:
· Patente de Invenção (para novas soluções técnicas com aplicação industrial);
· Modelo de Utilidade (aperfeiçoamento funcional de objetos ou ferramentas já existentes);
· Registro de Software (programas de computador);
· Desenho Industrial (design de produtos com forma nova e original).

(    ) SIM 
(    ) NÃO
(    ) PRECISO DE ORIENTAÇÃO 
(    ) PRECISAREI DE ORIENTAÇÃO FUTURA


25. Encaminhamento de Criação com Potencial de Propriedade Intelectual – Análise de Interesse Institucional 
Com base nos conhecimentos técnicos, estratégicos e nas informações que ainda devem ser tratadas com confidencialidade, solicitamos que o(a) pesquisador(a) auxilie o CEETEPS na análise preliminar do interesse institucional quanto à proteção da propriedade intelectual.
Você entende que há interesse público relevante na titularidade de proteção da propriedade intelectual em nome do CEETEPS ou considera que, neste momento, seria mais apropriada a divulgação dos resultados por meio de publicação técnico-científica, ou mesmo considera o encaminhamento ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em nome próprio? 
Caso possua outros elementos relevantes que possam auxiliar na decisão institucional, por favor, descreva-os abaixo.



















26. Declaração
	(    )
	Declaro que as informações acima são verdadeiras e estou ciente de que o CEETEPS possui políticas próprias para a gestão da propriedade intelectual, conforme a Deliberação CEETEPS 77/2021

	(    )
	Autorizo o NIT/Inova CPS a entrar em contato para esclarecimentos e orientações complementares.

	(    )
	Estou ciente que essas informações serão analisadas pela comissão responsável pelo ranqueamento de tecnologias para proteção da propriedade intelectual, formada por integrantes do NIT Inova CPS.
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